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Edital Convocatorio n® 02/2026 — Selecao
para a Fase Il (Residéncia Tecnoldgica)

Projeto: Residéncia em TIC 44 - Capacitagéo técnica e empreendedora em Inteligéncia Artificial
- CTE-IA, no contexto do Programa Prioritario SOFTEX, no ambito dos Programas e Projetos
Prioritarios de Informética (PPI),

Base legal do projeto: trata de legislacdo que regula investimentos em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo (PD&l), referentes ao setor de tecnologias da informacéo e
comunicacao (TIC), notadamente Lei 8.248/1991 e alteracbes por meio da Lei n® 13.674/2018.
(inclusdo no marco legal dos PPIs) e Lei n® 13.969/2019 que impulsiona o papel dos PPIs no
financiamento a PD&I em TIC.

Base legal para concessdo da bolsa de estimulo a inovacado tecnoldgica Lei 10.973/2004 e
alteracOes pela Lei 13.243/2016 e Decreto 9.283/2018.

Torna-se publico, para os candidatos concluintes da Fase |, o processo seletivo para a Fase |l
(Residéncia Tecnolégica) do projeto Residéncia em TIC 44 - Capacitagdo técnica e
empreendedora em Inteligéncia Artificial - CTE-IA, no contexto do Programa Prioritario
SOFTEX, no ambito dos Programas e Projetos Prioritarios de Informatica (PPI), conforme Termo
de Parceria TPA n° 237/SOFTEX/SIDi formalizado entre o SiDi, e a SOFTEX (ambas Instituicbes
Cientifica e Tecnol6gica — ICTs) em 05/05/2025 e TPA n° 236/SOFTEX/SOFTEX Campinas.

Esta fase sera executada integralmente pelo SiDi e pelo NSC — Nucleo SOFTEX Campinas.

A comunicagdo sobre o referido programa seré feita exclusivamente através dos e-mails dos
inscritos, bem como através do site do programa: https://www.sidi.org.br/cte-ia.

1. DO OBJETO E DAS VAGAS

1.1 O objetivo deste Edital Convocatorio € a estruturacdo do processo seletivo da Fase |1, selecéo
dos alunos e divulgacdo final.

1.2 A Fase Il consiste em uma imersao pratica em contexto de residéncia tecnoldgica conduzida
pelo SiDi e NSC, visando a aplicagdo de conhecimentos de IA em cenarios reais de mercado,

com carga horaria total de 1152 horas.

1.3 Devido ao sucesso e alta adesdo da Fase I, o programa expandiu sua capacidade original.
Seréo selecionados 60 (sessenta) alunos egressos da Fase | (Capacitacédo Tedrica).

1.4 Como condi¢éo obrigatoria para participacdo na Residéncia Tecnolégica (Fase Il), todos os
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alunos selecionados deverdo assinar uma declaragédo formal atestando a inexisténcia de vinculo
empregaticio com qualquer entidade.

1.5 Do total de candidatos, 50 (cinquenta) elegiveis fardo jus ao recebimento de bolsa de
residéncia a ser depositada pelo SiDi no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) mensais,
por um periodo de até 10 meses sob a condi¢cdo de os participantes no programa cumpram com
as atividades estabelecidas conforme plano de atividades e de acordo com o item 1.7. Os demais
10 (dez) selecionados participardo das atividades sem bolsa.

1.6 Os alunos que, durante a Fase Il, vierem a constituir vinculo empregaticio (conforme item
1.4) deverao comunicar imediata e formalmente a Coordenac¢éo da Residéncia através do e-mail
ppi@sidi.org.br. Mediante esta comunicac¢do, havera o consequente desligamento do programa.

1.7 Para o efetivo recebimento da bolsa, os alunos assinardo um documento especifico que
detalhara o valor, as datas de pagamento e demais informagdes pertinentes acerca do projeto.

1.8 Em caso de intencdo de desisténcia da residéncia, o bolsista necessitara formalizar a
desisténcia através de canal de comunicacdo com os coordenadores do projeto e com a entidade
concedente da bolsa, informando a partir de quando néo fara mais parte do projeto. O pagamento
da bolsa sera restrito aos meses de participacdo integralmente concluidos, ndo sendo devido
qualquer valor proporcional (pro rata) referente ao més incompleto em que ocorrer o
desligamento.

1.9 Em caso de desisténcia por parte de alunos bolsistas, a bolsa podera ser remanejada aos
candidatos inicialmente ndo contemplados, observada rigorosamente a ordem de classificagéo
original como critério para sua redistribuicao.

1.10 ApOs o inicio da residéncia, caso seja necessario, sera possivel a reclassificacdo de outros
estudantes oriundos da Fase | em até 30 (trinta) dias ap0s o inicio das atividades. Decorrido esse
prazo, ndo serao realizados novos remanejamentos e a residéncia seguira com qualquer nimero
de inscritos.

1.11 Os alunos bolsistas deverao reportar mensalmente suas atividades para a coordenacao do
programa e seus preceptores, a fim de garantir que as atividades realizadas estejam de acordo
com os objetivos do projeto de residéncia.

1.12 E vedada a acumulacdo da bolsa de residéncia prevista neste edital com quaisquer outras

bolsas provenientes de érgdos de fomento publicos ou privados, bem como de outros programas
de capacitacdo ou residéncia técnica em vigor.

2. DOS REQUISITOS E SELECAO

2.1 Estéo aptos a participar apenas os alunos matriculados e concluintes da Fase | (fase teodrica)
do programa e _que realizaram o preenchimento do Formuldrio de Mapeamento e Adesao:
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Fase Il (Residéncia Tecnoldgica) através do link: https://forms.gle/AgvFoWgzPhiD15BR8

2.2 A selecdo que sera realizada pelo SiDi e NSC seré efetuada com base no desempenho do
aluno durante a capacitacao teorica (Fase I), sob avaliagdo do comité gestor, considerando os
seguintes critérios:

e Respostas obtidas no Formulario de Mapeamento e Adeséo: Fase Il (Residéncia
Tecnoldgica) https://forms.gle/AgvFoWgzPhiD15BR8
Média aritmética das notas obtidas nas disciplinas da Fase I;
Percentual de frequéncia nas aulas sincronas da Fase |;
Participacao ativa em sala de aula e féruns realizados na Fase I.

2.3 Em caso de empate na pontuacao final, serdo adotados 0s seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

e Maior média aritmética das notas na Fase |;
e Maior percentual de frequéncia na Fase I.

2.4 Alunos que nao realizarem o preenchimento do Formulério de Mapeamento e Adesao: Fase
Il (Residéncia Tecnolédgica) até as 23:59:59 do dia 17/03/2026 serdo automaticamente
desclassificados.

2.5 Serdo consideradas respostas recebidas no Formulario de Mapeamento e Adeséao: Fase Il
(Residéncia Tecnoldgica) apenas até as 23:59:59 do dia 17/03/2026. No caso de respostas em
duplicidade, sera considerada apenas a resposta enviada por ultimo.

2.6 Respostas recebidas no Formulario de Mapeamento e Adesdo: Fase Il (Residéncia
Tecnoldgica) apds as 23:59:59 do dia 17/03/2026 ndo serdo consideradas.

3. DO REGIME DE ATIVIDADES

3.1 As atividades ocorrerdo de segunda a sexta-feira, com dedicacéo de 6 horas diarias (das 10h
as 17h, com intervalos programados).

3.2 A modalidade sera remota/sincrona, exigindo disponibilidade do residente para as mentorias
e atividades coordenadas pelo SiDi e NSC.

3.3 Conforme ja apresentado, o0 curso sera na sua totalidade na modalidade online. No entanto,
durante a residéncia tecnoldgica, estima-se a realizacédo de 3 (trés) encontros presenciais ndo
obrigatérios envolvendo as unidades do SiDi (Campinas, Recife e Manaus) para que os alunos
interessados possam conhecer a estrutura de uma empresa de software. Custos de
deslocamentos serdo de responsabilidade do aluno. Para encontro presencial, se assim for
organizado, devera o bolsista seguir as normas de seguranca da entidade anfitrid do evento (SiDi
ou NSC).
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3.4 A participacdo presencial serd opcional. A programacdo esperada para 0S encontros,
considerando o cronograma da residéncia, sera:

e 1° encontro — kickoff: abril/2026 (1 més apds o inicio da Fase II);
e 2°encontro — acompanhamento técnico: junho/2026 (3 meses apos o inicio da Fase Il);
e 3° encontro — desenvolvimento avancado: outubro/2026 (7 meses apos o inicio da Fase Il).

Nota: O cronograma acima poderd ser alterado a critério do SiDi e das entidades participantes.

3.5 Os instrutores fardo o registro das presencas e da participacdo em sala de aula (formato
remoto, sincrono) e reportardo a coordenacdo da residéncia periodicamente.

4. DA CERTIFICACAO

4.1 Seré conferido certificado de conclusao da Residéncia Tecnoldgica (Fase Il) aos participantes
gue obtiverem avaliacdo média de 6,0 nas atividades propostas, incluindo 60% (sessenta por
cento) de presenca.

4.2 Os alunos que atingirem o percentual de frequéncia estipulado no item anterior (4.1) estaréo
gualificados para a emissao do certificado.

4.3 Caso o aluno desista da residéncia com menos de 60% (sessenta por cento) do programa
concluido, este nao fara jus ao recebimento do certificado.

5. DA FASE DE CAPACITACAO EMPREENDEDORA DE
A

5.1 Ap6s a conclusdao da Residéncia Tecnologica (Fase Il), tera inicio a Capacitacdo
Empreendedora de IA (Fase lll). Esta etapa compreendera a selecdo, capacitagédo e aceleracao
de startups com projetos promissores na area de inteligéncia artificial.

5.2 A selecdo serd realizada atravées de Edital especifico divulgado no site
https://www.sidi.org.br/cte-ia, com processo conduzido pelo SiDi em colaboracdo com o0 NSC e
outras instituicdes parceiras.

5.3 A execucdo desta etapa sera realizada pelo SiDi (capacitacdo e aceleracao) e pelo NSC
(relacionamento e mentoria).

6. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

6.1 Inicio das atividades: 27 de marco de 2026.
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6.3 O cronograma acima podera sofrer variacdes, as quais serdo informadas através de
retificacdo deste edital.

7. CONTEUDO PROGRAMATICO

Periodo Fase Disciplinas e Marcos
Principais

Mar/26 - Abr/26 Fundamentos e Base | Boas-vindas, Realidade de

Técnica Empresas de IA, RH,

Seguranga da Informacdao,
HPC, Tlem IA e Imersdo em

Python.
Abr/26 - Mai/26 Metodologias e Data | Scrum/Kanban, Git/Github,
Science Ciéncia de Dados, Python

para Analise de Dados e
Testes Estatisticos.

Mai/26 - Jun/26 IA Avancada e Visao Meta Learning,
Recomendacéo, Deep
Learning  (Transformers),
Aprendizado Nao

Supervisionado e OpenCV.

Jun/26 - Jul/26 Modelagem e NLP Algoritmos de Arvores, IA
Generativa, Fairness em
ML, Séries Temporais, Edge
ML (TF Lite) e NLP.

Jul/26 - Ago/26 Engenharia de Dados Big Data (Hadoop/Spark),
SQL, NoSQL, Data Lakes,
Power Bl e Docker.

Ago/26 - Set/26 Operacoes e Cloud ETL com Python, Web
Scraping, MLOps, DevOps e
ferramentas de  Nuvem
(AWS, GCP e Azure).

Set/26 - Out/26 Pesquisa e Inovacéo Metodologia Cientifica,
Empreendedorismo, Desk

DS
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Research, Benchmarking e
Outcome Driven Innovation.

Out/26 - Nov/26 Design de Produto Proto Personas, Cenarios
de Uso, Entrevistas,
Metodologia PESTEL, Jobs
to be Done e SCAMPER.

Nov/26 - Dez/26 Ideacéo e Prototipacao SIT, Mashup de Ideias,
Criatividade, Esbocos,
Mockups, Moodboard e
Jornada do Usuario.

Dez/26 - Jan/27 Estratégia e Entrega Final Matriz SWOT/TOWS, MVP,
Prototipacgéo Avancada,
Lean Canvas e Finalizacdo
dos Projetos de IA.

8. DISPOSICOES GERAIS

8.1 A classificacao final sera divulgada nos canais oficiais do projeto até a segunda quinzena de
marco de 2026.

8.2 Duvidas sobre este processo seletivo e contatos gerais devem ser encaminhados a
coordenacgédo através do e-mail ppi@sidi.org.br.

8.3 Outros assuntos que ndo os especificados acima serdo resolvidos pela coordenacdo da
residéncia em colaboragdo com o SiDi e NSC.

Campinas, 13/03/2026
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